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Introduccion

a actividad industrial y humana en si mismas ocasionan la generacion

Sedesprandes cantidades de contaminantes. Muchos de los desechos

son ehminados parcialmente por métodos convencionales. mais no
siempre es posible eliminarlos completamente. v gran cantidad son
arrojados al medio ambiente

Muchos tienen alta estabilidad como son los derivados aromaticos.
La remocion de contaminantes organicos en la atmosfera esun tema
de mvestigacion en la década reciente.

En anoes anteriores se han vemdo realizando mvestigaciones a nivel
mundial dentro de la ingenieria de la catdlisis como son los metodos
de sintesis, estructuras fisicoquimicas, actividad catalitica, propieda-
des eristulograficas, entre olras,

Hoy en dia ha Hamado fuertemente [a atencion ¢l uso de panticulas
semiconductoras v el desarrollo de sistemas capaces de usar luz
solar para degradar un gran nimero de moléculas contaminantes
organicas ¢ inorganicas,’

La actividad fotocatalitica tolal de un semiconductor es medida por
varios factores entre los cuales se encuentra by estabilidad del
semiconductor bajo duminacion, eficiencia del proceso fotocatalitico,
selecuvidad de los productos, intervalo de longitud de onda de respuesta.

El ¢ritenio basico es el estudio de la estructura de bandas para conocer
algunas propicdades opticas y eléctricas del semiconductor. Es impor-
tante semilarque en la gran variedad de estructuras cristalinas v electro-
nicas de gue depende el fendmeno dela semiconduceion, se destaca el
fuctor comiin de fa existencia de la banda de energia prohibida (Ea),
gue permita mayor conductividad al aumentar la iemperatura.
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TECNCCULTURA

De agui ¢l interes de hacer un estudio del
semiconductor de SnQ)tipo "n" con Eg de 3.05¢V que
contenga un semiconductor capaz de excitarse con
tadiacion visible como el CdS con Eg de 2.5V que
mejere los procesos fotoasistidos,

Objetivo

Estudio de la lotoxidacion de hidrocarburos
organoclorados y algunos derivados arométicos, por
medio del use del salido semiconductor de CdS v del
solide mixto Sn() -CdSs.

Objetivos particulares
Ly Simtesis del CdS upH 358 v 9

2) Sintesis de materiales de CdS (0.5, 0.7, 1.0. 5.0, v
T.0% ) soportados en Sn0_utlizando como precursor
SnCl ademas NH NO_ v (NI ) 80, Estabilizacion de
los materiales a 400, 300, 600, y 700 °C,

3) Estudios de espectroscopia de ultravioleta visible
de refluctancia difusa (UV-Vis. ED). caleulo de ld ener-
gia de banda prohiluda (Eg).

4y Estudios de infrarrojo con transtormadas de Fourier
(FTIR),

5) Estudios de la actividad catalitica para caracterizar pro-
piedades quimicas de los materiales v el efscto (érmico,
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Microscopia elecironica de barrido
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6) Estudios de rayos-X.

71 Estudios de sus propiedades texturales, dreas, dis-
tribucion de poro, isetermas de absorcidm. temperatu-
ra de reproduccion, temperatura de oxidacion.

¥) Determinacion de la eficiencia fotocatalitica,

Metas

1) Formacion de recursos humanos, entre 6 v 10 alum-
nos entre practicas profesionales v servicios sociales.

2) Graduacion de tres personas por titulacion.

3) Dos publicaciones internacionales.

4) Tres congresos nacionales,

5) Planteamiento de una nueva aliemativa wweneloea

de reactor para la fotodegradacion de orgimeos volat-
les.

Resultados alcanzados

1) Dos tesistas en proceso de titulacion.

21 Doce prestadores de servicio soctal,

31 Sintesis de los materiales para su estudio.

4) Estabilizacion de los materiales,

5) Reaceion de deshidratacion de sopropanol,

) Caracterizacion por espectroscopin UV-Vis-RID,
T) Caracterizacion por FTIR.

%) Inicio de los estudios de determmacion de 1sotermas
v propiedades texturales,

En proceso de recopilacion v discusion de resulados
para presentar un trabajo de catdlisis en revistas de
circulacion internacional,




INFORMACION PARA LOS AUTORES

La revista TECNOCULTURA es un argano de difusion del Tecnolagico
de Estudios Superiores de Ecatepec TESE, es una publicacion
cuatrimestral con articulos de divulgacion y notas sobre avances cientifi-
cos,

tecnoldgicos culturales y otras areas del saber humano. Los articulos o
notas que se propongan para ser publicados en TECNOCULTURA
deben enviarse por triplicado a;

Director Editorial, TECNQCULTURA

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec

Av. Hank Gonzalez (Av. Central) esq. Av. Valle del Mayo

Col. Valle de Andhuac, Ecatepec de Morelos, Estado ae Meéxico
C.P. 65210.

Los articulos y notas recibidos seran evaluados por especialistas
seleccionados por el Consejo Editorial. Los articulos de divulgacion
deben dar cuenta de los logros o avances obtenidos en las
especialidades que se cultivan en el TESE o colaboraciones externas.
Se buscara que su contenido sea ameno y novedoso. Deberan ser
escritos a maguina, a doble espacio, con margenes amplios y exten-
sion maxima de 10 cuartillas. El lenguaje debe ser accesible a estu-
diantes de licenciatura sin perjuicio de la informacién cientifica o acadé-
mica

contenida en el articulo. Cuando sea necesario el usa de tecnicismos,
debera explicarse su significade con amplitud conveniente.

Se recomienda la inclusion de recuadros que aclaren el significado de
conceptos de dificil comprension. Dentro de o posible, se evitara el uso
de formulas y ecuaciones. Los articulos pueden tener subtitulos o
INCISOS Y un resumen al principio no mayor de cinco lineas, a manera
de introduccion, que atraiga el interés del lector. Las referencias
bibliograficas apareceran completas al final del articulo; cuando se
mencionen en el articulo deberan indicarse con un superindice y estar
numeradas por orden de aparicion.

Deberan enviarse los originales de las figuras, graficas o fotografias
que acompaiien el texto. Las figuras y graficas se deben preparar
por computadora a linea sin pantallas o con tinta china sobra papel
albanene con buena calidad. Los autores recibirén las pruebas de
galera de sus articulos con la debida anticipacién. Sin embargo, para
evitar retrasos en el proceso de publicacion, los autores que usen un
procesador de textos en computadora, ademas del texto impreso en
papel, deben enviar su texto grabado en un disco flexible. Los

procesadores de texto Utiles para este propdsito son: Microsoft Word o
Word Perfect, guardandn al dnrumenta ran la evtencian daes
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